
1 0 / 0 2 / 2 0 1 2

MY1204115

Psr.i/trcumn Dan Pvncirian Solutan i/ib rid  Orcpj'iik- IrtC fjunik O^rosuskon 
fiesbi Urctcna A krtio t /SJffka mermqanokan Teknlk Sirtaron UV bag! produk
MOr.
Mohd Soften AUcn1, Nik Gho*o!i S ix SvHel\ \  Khalriah lk n /r iJ,  Mohd Ham rub 
Haaun Bosley Chs teawH

1.Blok 42, Aoensi Nuklear M olayso.
43900 Kaiang, ScJancor.
2. Pusoz pcnoopan Safas Kimia don Teknoloai Pemakman, fokjlti $afa5 tan 

Ieknologt

43600 Sangi, Sclangor.

PENGENALAN__......
^JSgiusafl^F^uretana akrilat (PUAJ

STBLKTURK UA h j .\

C ( 
^  !l 
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•■■■trrKEPUT-OfiAM PAN P FRBlNCANGAN 
JfNENTiJAN PCRATUS OPTIMUM OMGOMER/MONOMER

RF.S1N (%) HALAJU KONVEYER 
(m/s)

EB 210 TPGDA 0.05 0.08 0.17

A 8o 20 V ■>’ ■*'

B 5° 5° V V \

c 20 8o X X X
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HALAJU KO N \'FlIR , m/v I IALAJU KDNVEYER. m/s

0.05 0.08 0.17 0.05 0.08 0.17

A 12.92 12.36 7.87 99.82 99.80 99.70

B '5-17 13.48 11.24 99.84 99.82 99.80
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Kekuatan lenturan, paratus tarikan sebelum putus menunjukkan nilai optimum 
secara relatif pada peratus silika 5 % -15% dan mengalami penumnan pada 
peratus parrikel silika yang tinggi. (>15 %)
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> Salutan pua kawalan mengalami poloraian pada suhu 230'', C.
>  Rangkaian taut silang terbentuk - moningkatkan kerintangan terma salutan PUA 

(Turner 1988).
> Suhu peleraian menlngkai dengan peningkatan jumlah peratus partike! silika di 

dalam salutan PUA.
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Modi tike, si permukaan panike. siiikayang dijalankan dalam kajian ini dengan 
nienggurt.ilutn <igcr pcngkupci silana (VIM OS) ireialui proses pcr.cangkukcii telah 
berjaya mer.ftuhah sif.n parlikrl siiik.id.iri bcrsif.il liij>rti*kijji s krp.uk tirg^rmfllik uniuk 
ciikat bcisamaresin PUA melalui teknikdedahan .tinarUV.

✓  Penair.bar.an parlikel silika (15% - 1$ %) il.il.nti rrsin PUA Iflah meninp.k^ilunsifal 
n'.okarikdan terma salutan akrilat.
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